
 

일 시 : 2018년 5월 31일 (목) / 장 소 : 서울 양재 aT센터 / 주 최 : 마이스포럼(MICE forum) 

 

 

▣ 세미나 개요 

ㆍ주  제 : 2018 4차 산업 대응 신소재 개발 신기술 세미나 

ㆍ일  시 : 2018년 5월 31일 (목요일) 

ㆍ시  간 : 10시 00분 ~ 15시 50분 (점심시간 포함) 

ㆍ장  소 : 서울 양재 aT센터 3층 세계로룸 II 

 

▣ 세미나 프로그램  

Time Title Speaker 

10:00 ~ 10:40 
전사 공정이 없는 4인치-웨이퍼 스케일 고 품질 그래핀의 

유연한 PET 기판 위에 직접 성장 
충남대학교 

10:40 ~ 10:50 10분 휴식  

10:50 ~ 11:30 
리튬이차전지 음극소재적용을 위한 SiOx(산화규소) 나노입자 

제조기술 
한국에너지기술연구원 

11:30 ~ 12:40 점심 식사  

12:40 ~ 13:20 4차 산업에 활용 가능한 고기능성 탄소-금속 복합구조체 개발 한국과학기술연구원 

13:20 ~ 13:30 10분 휴식  

13:30 ~ 14:10 4차 산업 시대의 타이타늄 기술 개발 동향 재료연구소 

14:10 ~ 14:20 10분 휴식  

14:20 ~ 15:00 4차 산업에 활용가능한 스마트 고탄성 신소재 연구 개발 한국화학연구원 

15:00 ~ 15:10 10분 휴식  

15:10 ~ 15:50 원격 제어 액추에이팅 고분자소재 개발 전북대학교 

* 세미나 주제 및 시간은 연사 및 주최측의 사정에 의해 일부 변경될 수 있습니다.  


